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溅射靶材有哪些股票，溅射靶材是什么金属.是否希缺资
源-股识吧

一、什么是真空镀？过程是什么，真空可镀什么产品？

真空镀膜 主要利用辉光放电(glow discharge)将氩气(Ar)离子撞击靶材(target)表面，
靶材的原子被弹出而堆积在基板表面形成薄膜。
溅镀薄膜的性质、均匀度都比蒸镀薄膜来的好，但是镀膜速度却比蒸镀慢很多。
新型的溅镀设备几乎都使用强力磁铁将电子成螺旋状运动以加速靶材周围的氩气离
子化， 造成靶与氩气离子间的撞击机率增加， 提高溅镀速率。
一般金属镀膜大都采用直流溅镀，而不导电的陶磁材料则使用RF交流溅镀，基本
的原理是在真空中利用辉光放电(glow discharge)将氩气(Ar)离子撞击靶材(target)表
面，电浆中的阳离子会加速冲向作为被溅镀材的负电极表面，这个冲击将使靶材的
物质飞出而沉积在基板上形成薄膜。
一般来说，利用溅镀制程进行薄膜披覆有几项特点：(1)金属、合金或绝缘物均可
做成薄膜材料。
(2)再适当的设定条件下可将多元复杂的靶材制作出同一组成的薄膜。
(3)利用放电气氛中加入氧或其它的活性气体，可以制作靶材物质与气体分子的混
合物或化合物。
(4)靶材输入电流及溅射时间可以控制，容易得到高精度的膜厚。
(5)较其它制程利于生产大面积的均一薄膜。
(6)溅射粒子几不受重力影响，靶材与基板位置可自由安排。
(7)基板与膜的附着强度是一般蒸镀膜的10倍以上，且由于溅射粒子带有高能量，
在成膜面会继续表面扩散而得到硬且致密的薄膜，同时此高能量使基板只要较低的
温度即可得到结晶膜。
(8)薄膜形成初期成核密度高，可生产10nm以下的极薄连续膜。
(9)靶材的寿命长，可长时间自动化连续生产。
(10)靶材可制作成各种形状，配合机台的特殊设计做更好的控制及最有效率的生产
。
主要用于在经予处理的塑料、陶瓷等制品表面蒸镀金属薄膜（镀铝、铬、锡、不锈
钢等金属）、七彩膜仿金膜等，从而获得光亮、美观、价廉的塑料，陶瓷表面金属
化制品。
广泛应用于工艺美术、装璜装饰、灯具、家具、玩具、酒瓶盖、女式鞋后跟等领域
，JTPZ多功能镀膜技术及设备（加有射频等离子体聚合的蒸发镀膜机），针对汽
车、摩托车灯具而设计的，在一个真空室内完成蒸发镀铝和射频等离子体镀保护膜
，这种镀膜后灯具具有“三防”功能。
射频等离子体聚合膜还应用于光学产品、磁记录介质、军事国防保护膜；
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防潮增透膜；
防锈抗腐蚀；
耐磨增硬膜。
用户选择在灯具基体上喷底漆、镀铝膜、镀保护膜或灯具基体在真空室进行前处理
（不喷底漆）、镀铝膜、镀保护膜工艺。
在ABS，PC，PBT，PE，PP，PA66等塑料基体上直接镀膜

二、磁控溅射的磁场磁力标准为多少?靶材为非导磁材料，

1oe(奥斯特)＝1×10-4Wb�m-2＝1×10-4T(特斯拉)＝1G(高斯)镀膜种类不同，靶极
距不同，磁场的聚集程度不同，磁场强度的要求可以不同，一般在40特斯拉到500
特斯拉之间。
不明白你问“某一点的磁力测试以多长时间测试为佳?”是什么意思？如果你怀疑
有退磁，那就测一下了，没有固定要求。

三、溅射靶材是什么金属.是否希缺资源

稀有金属，通常指在自然界中含量较少或分布稀散的金属，它们难于从原料中提取
，在工业上制备和应用较晚。
但在现代工业中有广泛的用途。
中国稀有金属资源丰富，如钨、钛、稀土、钒、锆、钽、铌、锂、铍等已探明的储
量，都居于世界前列，中国正在逐步建立稀有金属工业体系。
稀有轻金属包括锂Li、铷Rb、铯Cs、铍Be。
比重较小，化学活性强。
稀有难熔金属包括钛、锆、铪、钒、铌、钽、钼、钨。
熔点较高，与碳、氮、硅、硼等生成的化合物熔点也较高。
稀有分散金属简称稀散金属，包括镓、铟、铊、锗、铼以及硒、碲。
大部分赋存于其他元素的矿物中。
稀有金属稀有稀土金属简称稀土金属，包括钪、钇及镧系元素。
它们的化学性质非常相似，在矿物中相互伴生。
稀有放射性金属包括天然存在的钫、镭、钋和锕系金属中的锕、钍、镤、铀，以及
人工制造的锝、钷、锕系其他元素和104 至107号元素。
上述分类不是十分严格的。
有些稀有金属既可以列入这一类，又可列入另一类。
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例如铼可列入稀散金属也可列入稀有难熔金属。

四、溅射靶材的介绍

溅射靶材的要求较传统材料行业高，一般要求如，尺寸、平整度、纯度、各项杂质
含量、密度、N/O/C/S、晶粒尺寸与缺陷控制；
较高要求或特殊要求包含：表面粗糙度、电阻值、晶粒尺寸均匀性、成份与组织均
匀性、异物（氧化物）含量与尺寸、导磁率、超高密度与超细晶粒等等。
磁控溅射镀膜是一种新型的物理气相镀膜方式，就是用电子枪系统把电子发射并聚
焦在被镀的材料上，使其被溅射出来的原子遵循动量转换原理以较高的动能脱离材
料飞向基片淀积成膜。
这种被镀的材料就叫溅射靶材。
溅射靶材有金属，合金，陶瓷，硼化物等。

五、ito靶材是什么？

简介：深圳市矽谷溅射靶材有限公司系华南维一一家生产靶材的实体工厂，主营靶
材、铬靶材、钛铝靶材、硅铝靶材、、铬硅、硅靶、金靶、ITO靶等。
公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客
户提供优质的服务。
法定代表人：周鸿奎成立时间：2009-07-28注册资本：30万人民币工商注册号：440
306104179692企业类型：有限责任公司(自然人独资)公司地址：深圳市宝安区沙井
街道后亭社区大埔北路佳领域工贸大厦207、307

六、半导体用超高纯金属溅射靶材和高纯金属溅射靶材有区别吗

溅射靶材主要应用于电子及信息产业，如集成电路、信息存储、液晶显示屏、激光
存储器、电子控制器件等；
亦可应用于玻璃镀膜领域；
还可以应用于耐磨材料、高温耐蚀、高档装饰用品等行业。
分类 根据形状可分为长靶，方靶，圆靶，异型靶
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根据成份可分为金属靶材、合金靶材、陶瓷化合物靶材 根据应用不同又分为半导
体关联陶瓷靶材、记录介质陶瓷靶材、显示陶瓷靶材、超导陶瓷靶材和巨磁电阻陶
瓷靶材等 根据应用领域分为微电子靶材、磁记录靶材、光碟靶材、贵金属靶材、
薄膜电阻靶材、导电膜靶材、表面改性靶材、光罩层靶材、装饰层靶材、电极靶材
、封装靶材、其他靶材

七、股市里的独角兽是什么意思

证监会发行部近日对相关券商做出指导，包括生物科技、云计算在内的4个行业中
，如果有 “独角兽”的企业客户，立即向发行部报告，符合相关规定者可以实行
即报即审，不用排队。
“独角兽”这词亮眼了。
所谓独角兽，为神话传说中的一种虚构生物。
在资本市场中，那种超常规发展起来的诸如BATJ公司，都被当作 “独角兽”公司
，百度、阿里、腾讯、京东⋯⋯这些在中国土地上发展起来、主营业务也在中国，
而上市却不在中国，这样的独角兽企业上市后牛气冲天的走势成就了别人的股市，
而A股市场这10年来上市了那么多公司，特别是创业板、中小板开设以来上市的公
司，到现在还没有发现有什么伟大的企业横空出世，这样的格局不仅为市场所诟病
，也是管理层的一个心病。
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